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事業別ハイライト

►半導体製造装置
–エッチャー、洗浄装置の新POR獲得に注力
–新エッチャー Tactras® RLSA® Etch、量産採用加速

►FPD製造装置
–中国江蘇省昆山市に新製造拠点設立を決定

►太陽電池製造装置







CORP IR / November 2, 2010

37

当期配当予想を上方修正
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